
纳米二氧化钛，光触媒纳米研磨分散机

产品名称 纳米二氧化钛，光触媒纳米研磨分散机

公司名称 上海市思峻机械设备有限公司

价格 90000.00/万

规格参数 品牌:SGN
型号:GR2000
产地:上海

公司地址 嘉定区朱戴路900号

联系电话 021-39968345 15021985917

产品详情

型号： SGN GR2000
材质： 不锈钢
装机容量： 200
品牌： SGN GR
功率： 2.2
容积： 1000
介质尺寸： 20
用途： 生物 化工 医药 食品 化妆品

纳米光触媒分散机，光触媒研磨分散机，纳米二氧化钛分散机，光触媒超细分散机，纳米分散机，光触
媒是一种以纳米级二氧化钛为代表的具有光催化功能的光半导体材料的总称。在所有的光触媒材料中，
纳米TiO2不仅具有很高的光催化活性，且具有耐酸碱腐蚀、耐化学腐蚀、无毒等优点，价格也适中，具
有较高的性价比，因而市场上大多使用纳米二氧化钛作为主要原材料。 对于纳米级物料的分散，容易
出现团聚的现象，纳米二氧化钛的分散也不例外。团聚是指原生的纳米粉体颗粒在制备、分离、处理及
存放过程中相互连接、由多个颗粒形成较大的颗粒团簇的现象。由于团聚颗粒粒度小，表面原子比例大
，比表面积大，表面能大，处于能量不稳定状态，因而细微的颗粒都趋向于聚集在一起，很容易团聚，
形成团聚状的二次颗粒，乃至三次颗粒，使粒子粒径变大，在每个颗粒内部有细小孔隙。纳米颗粒的团
聚一般分为两种：软团聚和硬团聚。对于软团聚机理，人们的看法比较一致，即，软团聚是由纳米粉体
表面分子或原子之间的范德华力和静电引力所致，由于作用力较弱，可以通过一些化学作用或施加机械
能的方式来消除。                 研磨分散机是高剪切胶体磨+高剪切分散机的
设备，将两者一体化，解决了时间差的问题，因为物料团聚是一个瞬间的过程，研磨后立即分散，效果
好，效率高。

SGN GR2000系列纳米光触媒分散机是SGN （上海）公司经过研究刚刚研发出来的一款新型产品，该机特
别适合于需要研磨分散乳化均质一步到位的物料。我们将三级高剪切均质乳化机进行改装，我们将三级
变跟为一级，然后在乳化头上面加配了胶体磨磨头，使物料可以先经过胶体磨细化物料，然后再经过乳
化机将物料分散乳化均质。胶体磨可根据物料要求进行更换（我们提供了2P，2G，4M，6F，8SF等五种



乳化头供客户选择）             

型号 最大处理量

L/H

输出转速

rpm

标准线速度

m/s

马达功率

KW

进出口尺寸

SGN GR2000/4 300-1000 9，000 23 2,.2 DN25/DN15
SGN GR2000/5 3，000 6，000 23 7.5 DN40/DN32
SGN GR2000/10 8，000 4，200 23 15 DN50/DN50
SGN GR2000/20 20，000 3，000 23 22 DN80/DN65
SGN GR2000/30 40，000 1，500 23 37 DN150/DN125
SGN GR2000/40 70，000 1，500 23 55 DN150/DN125
SGN GR2000/50 125，000 1，100 23 110 DN200/DN150
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